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摘要(译)

一种液晶显示器的制造方法，包括：在第一基板上形成包括导电材料的蚀刻目标层;在蚀刻目标层上形成第一掩模层;在第一掩模层
上形成包含多种聚合物的嵌段共聚物涂层;处理嵌段共聚物涂层以形成包含第一和第二聚合物嵌段的嵌段共聚物图案层;去除第一或
第二聚合物嵌段之一以形成第二掩模图案层;通过使用第二掩模图案层作为蚀刻掩模来蚀刻第一掩模层，以形成第一掩模图案层;通
过使用第一掩模图案层作为蚀刻掩模来蚀刻蚀刻目标层，以形成第一电极。第一电极包括沿预定方向延伸并具有偏振功能的多个第
一微小图案。
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